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《同步辐射X射线应用技术基础》

内容概要

《同步辐射X射线应用技术基础》是介绍利用探测器和记录系统接收和分析同步辐射X射线与物质(试
样)的交互作用时激发产生各种各样的信号，从而获得有关物质和材料的成分、原子价态和晶体结构信
息的专业基础读物。在介绍同步辐射光源的概述(第1章)之后，按同步辐射中的衍射、散射、光谱、成
像和同步辐射X射线光刻、微细加工等五大类实验技术，分章(第2-6章)介绍各自的原理、实验设备、
数据收集、数据分析及应用概要。重点是介绍应用技术基础，不过多涉及各项实验技术在各学科和各
种材料中的具体应用。
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